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應用

零組件 – 儀器 – 工具 – 裝飾 – 醫療 

• 有效塗層空間: 或 
• 一天最多到8爐次 – 製程時間 到 小時
• 非常低的消耗成本在於靶材新的設計
• 磁控設計:
- MpC 500: 2x
- (彈性調整)
 

• 選配: 離子氮化
• 可做不同塗層
- 類鑽鍍膜
-  離子氮化 + 類鑽鍍膜

多種系統結合 PVD鍍膜/ PeCVD 類鑽鍍膜
高品質塗層

MpC 類鑽鍍膜

MPC 500 PVD-PECVD & MPC 700 PVD-PECVD

量身訂製的解決方案  
耐磨耗的類鑽塗層!



HV

離子氮化 加 類鑽鍍膜:
獨特的結合
氮化類鑽鍍膜可以省略製程時間並在同一爐
一次處理. 

優點
• 個設備 個表面處理
• 增加塗層特性 (耐疲勞 + 重負載 + 耐腐蝕

效果)
• 縮短製程

例如: 
由DUPLEX 類鑽鍍膜 取代氮化 加 黑色氧化的製程在夾具上
類鑽鍍膜 5micron 氮化層HV872, 0.15mm 深氮化層
效益:
• 減少生產時間(1星期)
• 減少生產成本(~30%)
• 最好的磨擦係數

DLC Cr/DLC Cr/CrN/DLC WC/C/DLC DUPLEX DLC CrN

材料 C, H, Si Cr, C, H Cr, N, H W, C, H C, H, Si, N Cr, N

塗層硬度 (HV) 2300 - 3500 HV 2200 HV 2300 HV 1550 HV 2300 HV 1750 HV

塗層厚度(標準) 2 µm 2 µm 2,5 µm 2 µm 2 - 5 µm 2,5 µm

粗糙度 Ra 0,02 µm 0,02 µm 0,02 µm 0,02 µm 0,02 µm 0,2 µm

摩擦係數 0,08 0,08 0,1 0,1 0,08 0,18

最高操作溫度 300° C / 572° F 300° C / 572° F 300° C / 572° F 300° C / 572° F 300° C / 572° F     650° C / 1200° F

鍍膜操作溫度 < 250° C / < 482° C < 250° C / < 482° C < 250° C / < 482° C < 250° C / < 482° C < 520° C / < 968° C < 250° C / < 482° C

顏色 煙煤黑色 煙煤黑色 煙煤黑色 煙煤色 煙煤黑色 灰銀色

荷重 荷重 20 N 27 N 37 N 27 N 65 N 65 N

應用

工業 精品 醫療器材

特性

設計根據客戶需求
提供最佳的的科技和應用根據客戶的需求科技

WC/C

Cr/CrN-DLC

DUPLEX DLC

a-C:H:Si

CrN

a-C:H:Me

Cr-DLC
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